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Urzadzenie do oczyszczania gazéw przemystowych z zanieczyszczen statych
i gazowych w ruchomym ztozu piany trwalej )

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do oczyszczania gazéw przemystowych z zanieczyszczer: statych
igazowych wruchomym zlozu piany trwalej, majace zastosowanie do wychwytywania czastek statych oraz
absorpcji szkodliwych domieszek gazowych z gazéw odlotowych odprowadzanych do atmosfery.

Znanymi urzadzeniami do oczyszczania gazéw w ruchomym ztoZu piany trwalej jest skruber firmy
ALFA-LAVAL. Na pétke perforowang podawana jest wytworzona uprzednio piana a pod  pétke
zanieczyszczony gaz. Zawarte w gazie zanieczyszczenia s3 wymywane przez piang, ktdra tworzy w aparacie
porowata warstwe filtracyjna o duzej powierzchni kontaktu faz. Predkosé liniowa gazu w przekroju kolumny jest
ograniczona ze wzglgdu na porywanie piany do 1 m/s. Aparat pracuje przeciwpradowo.

Innym znanym urzadzeniem jest tunel poziomy. Zanieczyszczony gaz podawany jest pod pétke
perforowang generatora piany, za$ ciecz pianotwdrcza na pétke. Zanieczyszczony gaz zamykany jest w matych
pecherzykach piany, ktére speiniaja rol¢ komdrek osadczych. Piana transportbw?aﬂé jest tunelem poziomym,

- gdzie nastepuje proces oczyszczania gazu, Predko$¢ transportu wynosi 0,8—1 m/s, nastgpnie piana zostaje
zniszczona mechanicznie. Oczyszczony gaz uchodzi do atmosfery, ciecz ze zniszczonej piany zawracana jest
z powrotem na pétke generatora. Znane s3 réwnieZz rozwiazania polegajace na przepuszczeniu zanieczyszczonego
gazu w postaci pgcherzykow przez warstwe cieczy pianotwdrczej. Predkosci przeptywu gazu w tych aparatach
wynosza do 0,03 m/s.

Zastosowanie piany do proceséw oczyszczania gazéw ma szereg zalet, takich jak polepszenie zwilzalnosci
czastek statych zawartych w oczyszczanym gazie w poréwnaniu z mokrym odpyleniem prowadzonym przy
uzyciu wody, zmniejszenie gestosci ztoza filtracyjnego co znacznie zmniejsza opory przeptywu przez aparat.
Znaczne zwi¢kszenie powierzchni kontaktu faz oraz zmniejszenie zuZycia cieczy na jednostk¢ objetosci gazu
w poréwnaniu z wodg. Wszystkie znane urzadzenia do oczyszczania gazéw w pianie posiadajg te zalety.
Wystepuje u nich jednakze jedna niedogodno$é. Ztoze pianowe ma mala gestosé i w zwigzku z tym moze by¢

) * tatwo porwane, przez przeptywajacy gaz, z aparatu. Aby tego uniknaé we wszystkich znanych urzadzeniach
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ogranicza si¢ pr¢dkosé gazu do 1 m/s, co powoduje koniecznosé budowy aparatéw o znacznych gabarytach.

Istota urzadzenia do oczyszczania gazéw w ruchomym zloZu piany detergentowej polega na tym, Ze na
wylocie gazu z kolumny dotaczony jest cyklon. Dotaczenie cyklonu do kolumny stwarza mozliwosé zwigkszenia
predkosci przeptywu gazu do okoto 4 m/s. Porwana piana jest oddzielana od gazu i niszczona w cyklonie, Ciecz
ze zniszczonej piany moze by¢é powtérnie uzZyta do oczyszczania gazu. W cyklonie zachodzi dodatkowe
oczyszczenie gazu szczeg6lnie z zanieczyszczen statych.

Urzadzenie wedtug wynalazku znacznie zwigksza zakres oczyszczania gazéw z zanieczyszczenn w wyniku
zwigkszenia predkosci przeptywu. ‘

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
ideowy urzadzenia,

Urzadzenie do oczyszczania gazdw przemystowych z zanieczyszczen statych igazowych w ruchomym
zlozu piany trwalej, wedlug wynalazku, sktada si¢ z kolumny 1 wyposazonej w perforowang pétke 2
i potaczonej w gérnej czgsci z cyklonem 3. W dolnej czgsci kolumny dotaczony jest wlot 4 oczyszczanego gazu.
Zasilanie kolumny ciecza odbywa si¢ za pomoca pompy S wlaczonej migdzy gérna cz¢sé kolumny 1 a zbiornik 6
z ciecza uzupelniajaca. Ze zbiornikiem 6 .polgczona jest réwniez dolna czesé cyklonu 3 ikolumny 1.
Oczyszczony gaz odprowadzany jest do atmosfery za pomoca krééca 7 zamocowanego w gornej czeséci cyklonu, -

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do oczyszczania gazéw przemystowych z zanieczyszczen statych i gazowych, w ruchomym
zlozu piany trwalej sktadajace si¢ z kolumny wyposazonej w pétke perforowang oraz potaczone z doptywem
gazu i doptywem cieczy, znamjenne tym, Ze wmiejscu wylotu gazu z kolumny (1) zamontowany jest
cyklon (3) potaczony od dotu ze zbiornikiem (6) cieczy oczyszczajacej a u géry z atmosferg kréécem (7).
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